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【Wafer Level Lensの特⾧】

製品 Wafer Level Lens (Lens + Substrate)
技術 Lithography + IR coating
用途 赤外線センサ、赤外線カメラ
材料 Silicon

ウェハサイズ φ6”およびφ8” 
レンズ数量例 φ6”ウェハ内にφ3mmレンズが約850個

⾧所 ①低コスト、②短納期の大量生産、③全プロセスをin houseにて
短所 サイズの制約 (最大径=φ4mm, レンズ最大厚み=約0.3mmt)


